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Abstract (en)
The method involves applying a feed air, which is cleaned, compressed and cooled into a distillation column-system for nitrogen-oxygen separation
(12). A fluid product flow (13) extracted from the distillation column system is actuated in a fluid condition at a high pressure and vaporized or
pseudo-vaporized under the high pressure. A vaporized product flow is supplied as a pressurized gaseous product (16) of a gas accumulator
(19). The high pressure is varied depending on a variable pressure of the gas accumulator. An independent claim is also included for a device for
producing a pressurized gaseous product.

Abstract (de)
Das Verfahren dient zur Erzeugung eines Druckprodukts durch Tieftemperatur-Luftzerlegung. Einsatzluft (1) wird verdichtet (2), gereinigt (4),
abgekuhlt (9) und einem Destilliersdulen-System (12) zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung zugefuhrt (11,23). Ein flissiger Produktstrom (13) wird aus
dem Destilliersaulen-System (12) zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung entnommen, in fliissigem Zustand auf einen erhéhten Druck (PIV) gebracht (14)
und unter diesem erhdhten Druck (PIV) verdampft oder pseudoverdampft (9).Der (pseudo-)verdampfte Produktstrom (16) wird als Druckprodukt
einem Gasdruckspeicher (19) zugefuhrt (17), der einen variablen Druck (PA) aufweist. Der erhéhte Druck (PIV) wird variiert. Die Variation des
erhdhten Drucks (P1V) wird in Abh&ngigkeit vom Druck (PA) des Gasdruckspeichers (19) durchgefihrt.
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